Zprava z rezidenéniho pobytu v ESAC v Ceském Krumlové - leden 2019

V tivodé bych se chtéla podékovat Institutu uméni-Divadelniho ustavu a Egon Schiele Art
Centru za umoznéni reziden¢niho pobytu v prostordch ESAC.

Ze zacatku jsem hodné uvazovala jakym zpiisobem uchopit moZnost pracovat v pomerné
kratkém Casovém Useku v prostiedi, které je mi nezndmé. Rozhodla jsem se, ze misto n¢jakych
doptedu vymyslenych témat a omezeni v podob¢ formatu a materialu, bude lepsi reagovat na
podnéty ptimo. I kdyZ je prostor ateliéru velkorysy, zvolila jsem nakonec spi$ intimnéj$i velikosti
papiru, aZ na diptych o rozmérech 180x300 cm, ktery ptikladam k obrazové dokumentaci.V ramci
mésicni rezidence jsem se vénovala prevazné grafictejsi praci. Jednak jsem vytvaiela kresby do
bloku formatu a4, které méli podobu denikovych zdznamu. Jednalo se o rtizné pohledy z oken
ateliéru a prostor apartmanu. Postupné jsem ptichazela k volnejSimu zpracovani, kde se taky
zménilo formalni provedeni, jestli uz $lo o redukci namétu na barevné ¢lenéné plochy, prekryvani
puvodnich skic nebo znak. Kresby vznikali po celou dobu pobytu. Nekteré z nich maji spis
vyjadfit nebo zachytit aspon esenci z pohledu na misto, které ma v sobé néco surového a
atraktivniho zaroven. Mdm na mysli monumentalnost skal zakouslé do architektury, feku kterd je
mistami klidna a pomala, husté olejnata Cern, ktera se spousti kaskddami a méni se v néco
divokyho, neklidnyho. Samoziejme, moje dojmy jsou spojené s mésicem lednem, takze ty kontrasty
které na mne piisobili, jestli budu psat o barevnosti nebo mésté samotném, postupné do mné
vsakovali a jejich odraz jsem se snazila vtisknout do monotypti a kreseb. Nejprve jsem se pokousela
pouzivat prvky se kterymi jsem se denné¢ potkavala na potulkdch méstem, jako napiiklad oblouky
podpirajici plastovy most, skaly a kameny, kresebnost sgrafita a fragmenty zachovalych fresek na
architektute. Postupné jsem vSak zistila, Ze to sté¢jn€ neni tplné ,,To* co chci vyjadrit, ty nepodarené
kusy rozhazené po podlaze ateliéru mi pozd¢j poslouzili jako podklad pro dalsi zpracovani. Na
nekterych tiscich jsem ponechala utrzky linie kresby, nékde prislo na plné prekryti, n€které kusy
muzu fungovat i oboustranné. Prostfedky pro tisk byli minimalizované na dvé barvy: modrou a
cervenou, které jsem pouZzivala v rizné intenzit€ jejich odstinu, vzajemné jsem je michala,
pouzivala soutisk, jindy jsem je fedila terpentinem kde ziskali vic malifsky charakter. V jedné sérii
jsem pouzivala jenom valecek a tvofila nim esovité a obloukové tvary ptfipominajici tok
meandrujici feky, $lo mi o to vytvofit vzajemny kontrast mezi tvarem a plochou papiru. Zaroven
jsem piichazela na nové moznosti, jakym zpisobem uchopit instalaci téchto tisku, protoze skladani
jednotlivych kusit mélo podpofit ¢teni téchto skoro az typografickych kompozic. To byl taky jeden z
bodu moji ¢innosti, zkouSet rizné varianty, které prave nejakd sériovost tisku umoziuje. Tym mam
na mysli, ne jenom opakovani, nebo spi§ postupné mizeni obrazu, ktery jednotlivym tiskem ztraci
puvodni barevnou intenzitu, sldbne a stava se stale min ¢itelnym nebo rozosttenym. Ale i moznost
ménit soucasny stav, pfiddvanim nebo stiranim barvy ze sklenéné tabule, ktera slouzila jako
podklad pro naneseni barvy. V podstaté nevelka zkuSenost z timto typem tisku mé podnitila
zachazet s nim volné a zkousSet rtizné postupy. S ¢im bych se nadale chtéla zaobirat a nachédzet dalsi
moznosti propojeni mezi kresbou a malii$téjSim ponétim obrazové plochy tisku. Taky mé ptitahuje
urcitd neptredvidatelnost kterou tento typ grafiky umoziiuje, protoZe v prvni radé je obraz zrcadloveé
obraceny, pak ptichazi k dalsim momenttim, které jsou ,,neovlivnitelné* teda tzv. Spatny vytisk, kde
barva nepokryje tiSténou plochu rovnomerné¢ a vznikaji rizné kazy, nebo je naopak vrstva pfilis
vysoka a na vyslednim tisku se barva rozléva. A to je mozno jedna z véci které mé na tisku zajimaji,
ta ne/moznost udélat ,,dobry* obraz. Procesualita a otevieni se tomu, Ze nejde vzdy o nejaky
hmatatelny vysledek-dilo, Ze je to zkratka to co to je, v tuhle chvili uz minulost.



adim obrazovou dokumentaci.
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